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(g) Textile Flachengebilde mit selbstreinigender und wasserabweisender Oberflache 

(57) Textile Flachengebilde mit selbstreinigender und was- 
serabweisender Oberflache, aufgebaut aus 

A) mindestens einem synthetischen und/oder naturlichen 
text Men Basismateria) 

und 

B) einer kunstlichen, mindestens teilweise hydrophoben 
Oberflache mit Erhebungen und Vertiefungen aus Parti- 
kein, die ohne Klebstoffe, Harze oder Lacke mit dem Ba- 
sismaterial A fast verbunden sind, 

erhalten durch Behandlung des Basismaterials A mit zu- 
m i n des t einem Losemittel. welches die Partikel unoelost 
enthalt. und Entfernen des Losemittels, wobei zurriindest 
ein Teil der Partikel mit der Oberflache des Basismaterials 
A test verbunden werden. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegcnde Erfindung betriffl textile Rachengebilde mit sclbstreinigender und wasscrabweisender Ober- 
flache. 

5 [0002] Es ist bekannt, dass ziiin Erzielen einer guten Selbstreinigung einer Oberflache die Oberflache neben einer sehr 
hydrophoben Oberflache auch eine gewisse Rauhigkeit aufweisen niuB. Geeignete Kombinalion aus Suruktur und Hydro- 
phobie macht es moglich, dass schon geringe Mengen beweglen Wassers auf dcr Oberflache haftende Schmutzpartikel 
niitnehmen und die Oberflache reinigen (WO 96/04123; US-P 3,354,022). 

[0003] Stand der I'echnik ist gemaB HP 0 933 388, dass fur solche seibstreinigenden Oberflachen ein Aspektverhaltnis 
10 von > 1 und eine Oberflachenenergie von weniger als 20 mN/m erforderlich ist. Das Aspektverhaltnis ist hierbei definiert 
als der Quotient von Ilohe zur Breite dcr Struktur. Vbrgenannte Kriterien sind in der Natur, beispielsweise im Lotusbiatt, 
realisiert. Die aus einem hydrophoben wachsartigen Material gebildete Oberflache derPflanze weist Erhebungen auf, die 
einigepni voneinander entfemtsind. Wassertropfen komnien im Wesentlichen nur niitdiesen Spitzen in Beriihrung. Sol- 
che wasserabstoBenden Oberflachen werden in derLiteratur vielfach beschrieben. 
15 [0004] CH-PS-268 258 beschreibt ein Verfahren, bei deni durch Aufbringen von Pulvem wie Kaolin, Talkum, Ton 
Oder Silicagel strukturierte Oberflachen erzeugl werden. Die Pulver werden durch Ole und Harze auf Basis von Oigano- 
siliziumverbindungen auf der Oberflache fixien (Beispiele 1 bis 6). 

[0005] EP 0 909 747 lehri ein Verfahren zur Erzeugung einer seibstreinigenden Oberflache. Die Oberflache weist hy- 
drophobe Erhebungen mit einer Hohe von 5 bis 200 pm auf Hergcstellt wird eine derartige Oberflache durch Aufbringen 
20 einer Dispersion von Pulverpartikein und eineni inerten Material in einer Siloxan-Losung und anschlieBendem Aushar- 
ten. Die strukturbiidenden Partikel werden also durch ein Hilfsniedium am Substrat fixiert. 

[0006] WO 00/58410 konimt zu dem Ergebnis, dass es technisch moglich ist, Oberflachen von Gegenstanden kunsdich 
selbstreinigend zu machen. Die hierfur notigen Oberflachenstrukiuren aus Erhebungen und \fertiefungen haben einen 
Abstand zwischen den Erhebungen der Oberflachenslrukturen im Bereich von 0,1 bis 200 ^im und eine Hohe der Erhe- 

25 bung im Bereich 0,1 bis iOO jjni. Die hierfur verwendeten Materiahen miissen aus hydrophoben Polymeren oder dauer- 
hafl hydrophobierleiii Material besLehen. Ein Losen der Teilchen aus der Tragernialrix muss verhindert werden. 
[0007] Dcr Einsatz von hydrophoben Matcrialicn, wic pcrfluoricrtcn Polynicrcn, zur Hcrstcllung von hydrophoben 
Oberflachen ist bekannt. Eine Weiierentwicklung dieser Oberflachen besteht darin, die Oberflachen im pm-Bereich bis 
nm-Bercich zu strukturieren. US PS 5,599,489 offenbart ein Verfahren, bei dem eine Oberflache durch Beschuss mil Par- 

30 likcln einer cntsprechenden GroBe und anschlieBender Perfluorierung besonders abweisend ausgestattet werden kann. 
Ein anderes Verfahren beschreibt H. Saito et al. in "Service Coatings International", 4, 1997, S. 168ff*. Hier werden Par- 
tikel aus Fluorpolymeren auf Metalloberflachen aufgebracht, wobei eine stark emiedrigte Benetzbarkeit der so erzeugten 
Oberflachen gegentibcr Wasser mit einer erheblich reduzierten Vfereisungsneigung dargestellt wurde. 
[0008] Das Priiizip isl dcr Natur entlehnt. Kieine Kontaktflachen crniedrigen die Van-der Waal's Wechselwirkung, die 

35 fijr die Haftung an ebenen Oberflachen mit niedriger Oberflachenenergie verantwortlich isl. Beispielsweise sind die Blat- 
ter der Loluspflanze mil Erhebungen aus einem Wachs versehen, die die Konlakt.flache zu Wasser herabsetzen. 
WO 00/58410 beschreibt die Strukluren und beanspruchi die Ausbildung selbigcr durch Aufspruhen von hydrophoben 
Alkoholen, wie Nonacosan-lO-ol oder Alkandiolen, wie Nonacosan-5,10-diol. Nachleilig hieran isl die mangelhafte Sia- 
bililai der seibstreinigenden Oberflachen, da Delergenzien zur Auttosung dcr Siruklur fuhren, 

40 [0009] Verfahren zur Hersieliung dieser slrukturierien Oberflachen sind ebenfalls bekannl. Neben der detailgelrcucn 
Abformung dieser Strukturen durch eine Masterstruktur im Spritzguss oder Prageverfahren sind auch Verfahren bekannt, 
die das Aufbringen von Partikeln auf eine Oberflache nutzen (US 5 599 489). 

[0010] Gemeinsam isl aber, dass das selbstreinigende Verhalien von Oberflachen durch ein sehr hohes Aspektverhalt- 
nis beschrieben wird. Hohe Aspektverhaitnisse sind technisch nur sehr schwer realisierbar und besitzen eine geringe me- 
45 chanische Siabilitat. 

[0011] Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, textile Flachengebilde zu finden, die sehr gute wasserabweisende 
und selbstreinigende Oberflachen aufweisen, wobei diese Eigenschaflen im taglichen Gebrauch der hergestellten Gegen- 
stande aus diescn lextilen Flachengebilden erhalten bleiben miissen und wobei die textilen Rachengebilde durch ein \fer- 
fahren, welches ohne groBen lechnischen Aufwand durchzufuhren isl, herstellbar sind. Auf das Befestigen von Panikeln 
50 durch Klebsloff und derglcichen sollte im Hinblick auf die Eigenschaflen der lextilen Flachengebilde im Gebrauch ver- 
zichlet werden konnen. Es bcsland auch die Aufgabe, textile Flachengebilde mit selbslreinigender und wasserabweisen- 
der Oberflache zu finden, die ein hohes Aspektverhaltnis der Erhebungen, einen hohen Randwinkel mit Wasser und iiber 
ein nichl-pragendes Verfahren in textile Flachengebilde eingebrachl werden konnen. 

[0012] tJberraschenderweise wurde gefunden, dass es moglich ist, Partikel mit der Oberflache von texulen Flachenge- 
55 bilden dauerhaft zu vcrbindcn. Durch Behandlung der lextilen Flachengebilde mit Partikeln und Losemittel konntc die 
geslellie Aufgabe gelosi werden. Nach dem Entfemen des Losungsniittcls sind die Partikeln fest mit den textilen Fla- 
chengebilden verbunden, ohne das das Gewebe zerstori wurde. 

[0013] Gegensiand der Erfindung sind textile Flachengebilde mil selbslreinigender und wasscrabweisender Oberfla- 
che, aufgebaul aus 

60 

A) mindestcns einem synlhciischen und/oder naturlichen lextilen Basismaierial und 

B) einer kiinstlichcn, mindestcns teilweise hydrophoben Oberflache mit Erhebungen und \fertiefungen aus Pani- 
keln, die ohne Klebsiofl-e, Harze oder Lacke mit dem Basismaierial A fest verbunden sind, 

65 erhalten durch Behandlung des Basismaterials A niit zumindesi eine m LQsemiticL welches die Partikel ungelosi enihalt, 
und Entfemen des Loseniiticls, wobei zumindesi ein Teil dcr Partikel mil der Oberflache des Basismaterials A fcsi ver- 
bunden werden. 

[0014] Weitcrer Cicgcnstand der Erfindung sind textile Flachengebilde mil selbslreinigender und wasscrabweisender 
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Oberflache, aufgebaut aus 

A) mindeslens einein synlhelischen und/oder natiirlichen lextileh Basismaterial und 

B) einer kiinst lichen, mindeslens teilweise hydrophoben Oberflache mil Erhebungen und Vertiefungen aus Parti- 
keln, die ohne Klebsioflfe, Harze oder Lacke mil dem Basismaterial A fesi verbunden sind, 5 

sowie deren Verwendung zur Herstellung von textilen Gegensianden. 

10015] Es hat sich gezeigl, dass die erfindungsgemaBen lexlilen Flachengebilde mil selbslreini gender und wasserab- 
weisender Oberflache und die daraus hergestellten TexUlien durchaus auch mil Wasser mit Delergenzien in Beriihrung 
kommen durfen. Die seibsireinigenden Eigenschaften der OberflSchen gehen dabei nichi verioren. \brausselzung hierfUr lO 
ist allcrdings, dass die Delergenzien wicder vollstandig ausgewaschen werden und eine hydrophobe Oberflache vorliegt. 
[0016] Das textile Basismaterial A kann durch die verse hiedensten gebrauchlichen Polyniere gebildel sein, wie z. B. 
aus Polycarbonalen, Poly(mefh)acryIaten, Polyamiden, PVC, Polyeihylenen, Polypropylenen, PolyslyroJen, Polyeslem, 
Polyelhersulfonen oder Polyalkylenterplhaialen, sowie deren Gemische oder Copolyniere. 

[0017] Als Basisnialerial eignen sich auch nalurliche Malerialien aus Pflanzenleilen ausgewahlt aus BaumwoUe, Ka- 15 
pok, Flachs, Hanf, Jute, Sisal und Kokos, aus Haarkleidern von Tiere, aus Seide oder mineralischen Ursprung. Mischge- 
webe aus natiirlichen und kiinsllichen Malerialien sind ebenfalls geeignet. 

[0018] Das erfindungsgemaB einzusetzende Basismaterial A wird iiii Folgenden beispielhafi naher erlautert. 
[0019] Die Herstellung von textiler Fertigware erfolgt in der Regel aus Polymertaden, die ini Spinnverfahrcn hei^ge- 
sicllt wurden. 20 
[0020] Aus den Fasern und (Jamen werden textile Flachengebilde erzeugt. Hicrbei konnen folgende Verfahren ver- 
wandt werden: 

Weben: Zu diesen Webwaren gehoren Gewebe, Teppiche und Bobinets die durch ihrer klassische Gewebebindung von 
Kert- u. Schussfaden charakterisiert sind, 

Wirken und Stricken: Hierbei entstehen Maschenwaren wie z. B. Pullover. 25 
Kloppeln: Hier entstehen die sogenannten Spilze. 

Nadcln: Hier cntstchcn Filzc, Nadclfilz- und Nadclflortcppichc, die zusammcn mit den Vlicssloffcn zu den Tcxtilvcr- 

bundstoffen zu rechnen sind. 

[0021] Gam- u. Stuckwaren werden iin Verlauf ihrer Verarbeitung diversen mechanischen und chemischen Vcred- 
lungsprozcssen unterworfen, z. B. Kamnien, Beschwerung, Impragnierung, Krumpffrei- u. Knitterfeslausruslung, Mcr- 30 
cerisation, Farben und Bedrucken, Metallisierung, Texturierung usw., die der Verbesserung od. Modifizierung der natiir- 
lichen Eigenschaften der Fasern im Hinblick auf die spatere Verwendung dienen sollen. Kriterien, nach denen der Ge- 
brauchswen. einer textilen Fertigware durch geeignete Textilpriifungsmethoden beurteilt wird, sind u. a.: Festigkeit ge- 
geniiber Zug- und Berstkrafteii sowie gegen Scheuereinwirkung, KnitXererholung in trockenem und nasseni Zust^nd und 
damit verbunden das Wash- and- Wear- Verhalten, Widerstandsfahigkeit z. B. gegen elektrostatischer Aufladung, Ent- 35 
flanirnbarkeit oder Regeneinwirkung, Chlor-Retention, Anschmutzverhalten, Luftdurchlassigkeit, Gewebedichte, Filz- 
u. KrumplTreihciL Qucllfahigkeit. Hydrophilic, Hydrophobic u. Oleophobie, Glanz, Griff, Wasch-, SchweiB- u. Farb- 
echtheil, Rcsistenz gegen niikrobielle Zerslorung. usw. 

[0022] Polyniergewcbe/rextilien, also das Basismaterial A im Sinne dor Erfindung, konnen aus verschicdene Fasern 
hergestelll werden. Ftir die mcistem Fasern aus thennoplaslischen Kunstsloffcn, wie PET, PA66, PE oder PP, sind die 40 
oben genannien Verfahren geeignet. Fasern werden meist mit gcschutzten Markennamcn gehandeh, Beispielc sind Per- 
lon®, Diolen®, Trevira®, Orieon®, aber auch Trivialnamen wie Acrylfasem, Polyesterfasern, Olefinfascm, Araniidfasem 
usw., sind gcbriiuchlich. 

[0023] Als Partikel konnen solche eingesetzl werden, die zumindest ein Material, ausgewahlt aus Silikaten, Minera- 
lien, Metalloxiden, Melallpulvem, Kieselsauren, Pigmenten oder Polymeren aufweisen. Vorzugsweise werden Partikel 45 
eingesetzl, die einen Parti keldurchmesser von 0,02 bis 100 pm, besonders bevorzugl von 0,1 bis 50 und ganz beson- 
ders bevorzugl von OA bis 30 pm aufweisen. Geeignet sind aber auch Partikel, die sich aus Primarteilchen zu Agglome- 
raten oder Aggregalen mit einer GroBe von 0,2-100 pm zusammenlagern. 

[0024] Im Allgemeinen sind die Partikel derart an der Oberflache der Polyiiierfasem gebundcn, dass sie untercinandcr 
Abstandc von 0-10 Partikeldurchmesser aufweisen. 50 
[0025] Uberraschenderweise wurdc bei den erfindungsgcmaKen textilen Flachengebilde gcfunden, dass die Partikel 
auf dem Basismaterial A nichl sehr eng beieinander licgen miissen. Vielmehrisl es nioglich, dass das Basismaterial A nur 
punktuell mil Partikeln belegi ist und freie Flachen von 2- 3 Durchmesser der Partikel moglich sind. 
[0026] Die Benelzung von Festkorpem laBl sich durch den RandwinkeK den ein Wassertroplen mil der Oberflache bil- 
dei, beschreiben. Ein Randwinkel von 0 Grad bedeutet dabei eine voUstandige Benelzung der Oberflache. Die Messung 55 
des Randwinkel an Fasern erfolgt in der Regel nach der Wilhelmy Methodc. Dabei wird der leaden von einer Flussigkeit 
benetzt und die Kraft, mit der die Faser aufgrund der Obcrflachenspannung in die Flussigkeit gezogen wird, gcniessen. Je 
hoher der Randwinkel isl, urn so schlechter kann die Oberflache benetzt werden. Das Aspekivcrhaltnis ist definicrt als der 
Quotient von Hohe zur Breiie der Struktur der Oberflache. 

[0027] Die erflndung.sgemaBcn textilen Flachen weisen hohe Randwinkel und ein hohes Aspeki.verhalinis der F.rhe- fii) 
bungcn aul^ 

[0028] Es kann vorieilhafi scin, wenn die cingescizlcn Partikel cine sirukturiertc Obernache haben. Vorzugsweise wer- 
den Parlikel, die eine unregelmaBigc Feinsiruktur im Nanomeierbcreich auf der Oberflache aufweisen, eingesetzl. Die 
Verwendung derariigcr Partikel ist ncu und Gegenstand einer gesonderten Palentanmeldung (internes Akten/cichcn: 
EM 01(X)98). 65 
[00291 Als Partikel, insbcsondcre als Partikel, die eine unregelmaBigc Feinsiruktur im Nanomctcrbcrcich an der Ober- 
flache aufweisen, werden vorzugsweise solche Partikel eingesetzl, die zumindest cine Verbindung, ausgewahlt aus pyro- 
gencr Kicselsaure, Fallungskieselsaurcn, AluminiuiTioxid. Siliziumdioxid, pyrogcncn und/cxler doticrten Silikaten oder 
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pulverfbnnigePolymeren aufweisen. Es kann vorteilhaft sein, wenn die eingesetzten Partikel hydrophobe Eigenschaftcn 

aufweisen. 

[0030] Die hydrophoben Eigenschaften der Partikel konncn durch das verwendete Material der Partikel inharent vor- 
handen sein. Es konnen aber auch hydrophobierte Partikel eingeseizt werden, die nach einer geeigneten Behandlung hy- 
S drophobe Eigenschaften aufweisen, wie z. B. mil zimiindesl einer Verbindiing aiis der Gnippe der Alkylsilane, der FIuo- 
ralkylsiiane Oder der Disilazane. 

[0031] Ebenso ist es im Rahnien der Erfindung nioglich, dass die Partikel nach deiii Verbinden mit dein Basismaterial 
A mil hydrophoben Eigenschaften ausgestaltet werden. Auch in diesem Fall werden die Partikel vorzugsweise durch 
eine Behandlung mit zumindesl einer Verbindung aus der Gruppe der Alkylsilane, der Huoralkylsilane oder der Disila- 
10 zane mit hydrophoben Eigenschaften ausgestaltet. 

[0032] Im Folgenden werden die bevorzugt eingesetzten Partikel naher erlaulert.. 

[0033] Die eingesetzten Partikel konnen aus unterschiedlichen Bereichen komnien. Beispielsweise konnen es Silikate 
sein, dotierte Silikate, Mineralien, Metalloxide, Aluniiniumoxid, Kieselsauren oder pyrogene Silikate, A erosil e oder pul- 
vertonnige Polymere, wie z. B. spriihgetrocknete und agglonierierie Eniulsionen oder cryogemahlenes PTFE. Als Parti- 

15 kelsysteme eignen sich im Besonderen hydrophobierte pyrogene Kieselsauren, sogenannte Aerosile. Zur Generierung 
der selbstreinigenden Oberfiachen ist neben der Struktur auch eine Hydrophobic notig. Die eingesetzten Partikel konnen 
selbst hydrophob sein, wie beispielsweise das PTFE. Die Partikel konnen hydrophob ausgerustet sein, wie beispielsweise 
das Aerosil VPR 411 oder Aerosil R 8200. Sie kOnnen aber auch nachtraglich hydrophobiert. werden, Hierbei ist es un- 
wesentlich, ob die Partikel vor dem Auftragen oder nach dem Auftragen hydrophobiert werden. Diese, beispielsweise fur 

20 Aeroperl 90/30, Sipemat KieseJsaure 350, Aluniiniumoxid C, Zirkonsilikat, vanadiumdotiert oder Aeroperl P 25/20. Zur 
letzteren erfolgt die Hydrophobierung zweckmaBig durch Behandlung mit Pcrfluoralkylsilan und anschlieBender Tem- 
per ung. 

[0034] Als Losemitlel eignen sich prinzipiell alle Losemittel fur die jeweiligen Basismaterialien A. Eine Auflistung fur 
Polymere findet sich beispielsweise in Polymer Handbook, Second Edition; J. Brandrup, E. H. Immeigut; John Wiley & 

25 Sons Verlag, New York-London-Sydney-Toronto, 1975, ini Kapilel IV, Solvents and Non-Solvents for Polymers. 

[0035] Als Losemitlel kominen prinzipiell geeignete Verbindung aus der Gruppe der Alkohole, der Glykole, der Ether, 
der Glykolcthcr, dor Ketone, der Ester, dor Amide, der Nitro-Vcrbindungcn, der Halogcnkohlcnwasscrstoffc, dor alipha- 
tischen und aromatischen Kohlenwasserstoffe oder eine Mischung von einer oder mehrerer dieser Verbindungen in 
Fragc, wie z B. Methanol, Etiianol. Propanol, Butanol, Octanol, Cyclohexanol, Phenol, Kresol, Ethylenglykol, Diethy- 

30 lenglykol, Diethylether, Dibutylcther, Anisol, Dioxan, Dioxolan, Tetrahydrofuran, Monoethylenglykolelher, Diethylen- 
glykolether, Triethylengiykolether, Polyelhylenglykolether, Accton, Butanon, Cyclohexanon, Ethyiacetat, Butylacetat, 
Iso-Amylacetai, Ethylhexylacetat, Glykolester, Dimethyl for mamid, Pyridin, N-Mcthylpyrrolidon, N-Methylcaproiac- 
ton, AcetonitriU Schwefelkohlenstoff, Di methyl sulfoxid, Sulfolan, Nilrobenzol, Dichlonnethan, Chloroform, Tetrachlor- 
methan, Trichlorethen. Tetracliloretlien, 1 ,2-Dichloreihan, Chlorphenol, Chlorfluorkohlenwassersioffe, Benzine, Petro- 

35 lether, Cyclohexan, Methylcyclohexan, Decalin, Tetralin, Terpene, Benzol, Toluol oder Xylol oder geeignete Mischun- 
gen. 

[0036] Prinzipiell kann das verwendete Losemittel bei Teniperaturcn von -30 bis 3()0°C eingeseizt werden. Allgemein 
wird die Temperatur des Losemitlels durch seinen Siedepunki und durch den Tg des Basismaterials A limitiert. 
|0037| In einer besonders bcvorzugten Ausfuhrungsart der Erfindung wird das Losemittel, welches die Partikel auf- 
40 weist, vor dem Aufbringen auf die Polymeroberflachc auf eine Temperatur von 25 bis 100°C, vorzugsweise auf eine 
Temperatur von 50 bis 85**C, erwannl. 

10038] Ebenfalls Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung der textilen Flachengebildc zur Herstellung von Ge- 
genstanden mit einer selbstreinigenden und wasserabweisenden Oberflachc, insbesondere zur Herstellung von Beklei- 
dungsstucken, die hohen Belastungen durch Schmutz und Wasser ausgesetzt sind, wie z. B. ftir den Skisport, Alpinsport, 
45 Motorsport, Motorradsport, Motocrosssport, Segelsport, Textilien fur den Freizeitbereich sowie technische Textilien wie 
2:elte, Markisen, Regenschiniie, Tischdecken und Kabrio- Verdccke, Gegenstand ist ebenfalls die Verwendung zur Her- 
stellung von Tcppichen, Nahgarnen, Seilen, Wandbehangen, Textilien, Tapeien, Bekleidungsstuckcn, Zelten, Dekor-Afor- 
hangen, Buhnen-Vbrhangen, Nahten. 

[0039] Durch das folgende Beispiel wird die Erfindung naher erlaulert. 

50 

Anwendungsbeispiel 1 

[0040] Ein Polyestergewebc, Faserdurchmesser 0 20 pm, wird in ein auf 50°C erhilztes DMSO Bad mit einer 1 %igen 
Aeroperl 820()-Suspension gezogen. Die Verweildauer des Gewebes in der Losung betragt 10 Sekunden. Vor dem Auf- 
55 rollen des Gewebes wird das Gewebe iiber eine Wannequelle geliihrt, urn ein Abdampfen des Losungsmittels zu erinog- 
lichen. Tabelic 1 gibt die am Gewebe geraessenen statischen Randwinkel vor und nach dem Autbringen der Partikel wie- 
der. Abb. 1 bis4 zeigen REM-Bilder eines mit Aerosil R 8200 behandelten und unbehandelten Polyesteigewebe. 
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Tabelle 1 

Statischer Randwinkel vor und nach dem Aufbringen der pariikularen Systenie 





Randwinkel 


Polyestergewebe 


140 


Polyestergewebe + Partikel 


150-160 



Patentanspriiche 

1. Textile Flachengebilde mil selbslreinigender und wasserabweisender Oberfiache, aufgebaut aus 

A) mindeslens eineni synthetischen und/oder naliirlichen textilen Basismalerial und 

B) einer kiinsllichen, niindestens leilweise hydrophoben Oberfiache mil Erhebungen und Vertiefungen aus 
Parlikeln, die ohne Klcbstofife, Harzeoder Lacke mil dem Basismalerial A fesf verbunden sind, 

erhallen durch Behandlung des Basismalerials A mil zumindesi einem Losemiitel, welches die Partikel ungelost 
enlhalt, und Enlfemen des Losemillcls, wobei zumindesi ein Teil der Partikel milder Oberfiache des Basismaterials 
A test verbunden werden. 

2. Textile Flachengebilde geiiiaB Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnei, dass die Partikel in dem Ldsemitlel suspen- 
diert sind. 

3. Textile Flachengebilde nach mindeslens einem der Anspriiche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass ais textiles 
Basismalerial A Polymergewebe auf der Basis von Polycarbonaten, Poly(meth)acrylaten, Polyamiden, PVC, Poly- 
elhylenen, Polypropylenen, Polyslyrolen, Polyeslem, Polyeihersulfonen oder Poly alky lenierephlhalalen, sowie de- 
rcn Gcmischc odcr Copolymcrc, cnth alien sind. 

4. Textile Flachengebilde nach mindeslens einem der Anspriiche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnel, dass als textiles 
Basismalerial A nalurliche Malerialien aus Pflanzenieilen, ausgewahli aus Bauinwolle, Kapok, Flachs, Ilanf, Jule, 
Sisal, Haarkleidem von Tieren, Seide, aus mineralischen Ursprung odcr Mischgewebe aus naliirlichen und kiinslli- 
chen Malerialien, enihallen sind. 

5. Textile Flachengebilde nach mindeslens einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnel, dass als Lose- 
miuel zumindesi eine als ldsemitlel fiir das enlsprechende Basismalerial A geeignele Verbindung aus der Gruppe 
der Alkohole, der Glykole, der Ether, der Glykolelher, der Ketone, der Ester, der Amide, der Nitro-Verbindungen, 
der Halogen kohlenwasserstoffe, der aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstofte oder Mischungen einge- 
setzt wird. 

6. Textile Flachengebilde nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichneU dass als Ldsemitlel zumindesi eine als Lose- 
miitel fiir das enlsprechende Basismalerial A geeignele Verbindung ausgewahli aus Methanol, Elhanol, Propanol, 
Butanol, Octanol, Cyclohexanol, Phenol, Kresol, Hlhylenglykoi, Dielhylenglykol, Dielhylclher, Dibulylether, Ani- 
sol, Dioxan, Dioxolan, Telrahydroluran, Monoelhylcnglykolelhcr, Dielhylenglykolelher, Triethylenglykolelher, Po- 
lycihylenglykoleiher, Aceton, Bulanon, Cyclohexanon, Hthylaceiai, Butylaceiai, Iso-Amylaceial, Elhylhexylaceiai, 
Glykolesler, Dlmethylfonnamid, Pyridin, N-Melhylpynolidon, N-Mcthyicaprolaclon, Acelonilril, Schwefelkoh- 
lensloff, Dimelhyisulfoxid, Sulfolan, Nilrobenzol, Dichlonnelhan, Chlorotbrm, Telrachlonnelhan, Trichlorelhen, 
Tetrachlorethen, 1,2-Dichlorethan, Chlorphenol, ChlorfluorkohienwasserstolTe, Benzine, Pelrolelher, Cyclohexan, 
Melhylcyclohexan, Decalin, Tctralin, Terpene, Benzol, Toluol oder Xylol oder Mischungen eingesclzt wird. 

7. Textile Flachengebilde nach mindeslens einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnel, dass das Lose- 
miitel, welches die Panikel enlhalt, vor dem Autl:>ringen auf das Basismalerial A cine Temperatur von -30*'C bis 
3()0'X\ bevorzugt 25 bis 100"C, aufweisl. 

8. Textile Flachengebilde nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnel, dass das Losemiitel, welches die Partikel auf- 
weisl, vor dem Aufbringen auf das Basismalerial A auf eine Temperatur von 50 bis 85**C crwamit wird. 

9. Textile Flachengebilde nach mindeslens einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnel, dass Partikel, die 
einen millleren Parlikeldurchniesser von 0,02 bis 100 }im jiufweisen, enihahen sind. 

10. Textile Flachengebilde nach mindeslens einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnel, dass Partikel, 
die einen millleren Parlikeldurchniesser von 0,1 bis 30 pm aulwcisen, enihallen sind. 

11. Textile Flachengebilde nach mindeslens einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnel, dass Partikel, 
die eine unregelmaL^ige i'einstruktur im Nanomcterbereich aut der Oberiiache aul wcisen, enihallen sind. 

12. Textile Flachengebilde nach mindeslens einem der Anspriiche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnel, dass Partikel, 
ausgewahli aus Silikalcn, Mineralien, Meialioxiden, Mctallpulvem, Kieselsauren, Pigmenien oder Polymeren, eni- 
hallen sind. 

13. Textile Machengehilde nach mindeslens eineni der An.spriiche 1 his 12, dadurch gekennzeichnel, dass Partikel, 
ausgewahli aus pyrogenen Kieselsauren, Fallungskiesclsauren, Aluminiumoxid, Siliziumdioxid, doiierlen Silika- 
lcn, pyrogenen Silikalen oder pulverfoniiige Polymeren enthaiten sind. 

14. Textile Flachengebilde nach mindeslens einem der Anspriiche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnel, dass die Par- 
tikel hydrophobe Eigcnschaften aufwcisen. 

15. Textile Flachengebilde nach mindeslens eineni der Anspriiche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnel, dass die Par- 
tikel durch cine Behandlung mil einer geeignclen Verbindung hydrophobe Higenschatlcn aufwcisen. 

16. Textile Flachengebilde gctnaB Anspruch 15, dadurch gekennzeichnel, dass die Partikel vor oder nach dem Ver- 
binden mil dem Basismalerial A mil hydrophoben Eigenschaficn ausgcsiattct werden. 
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17. Textile Rachengebilde nach mindestens einem der Anspriiche 15 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Par- 
likel durch eine Behandlung niit zumindesl. einer Verbindung aus der Gruppe der Alkylsilane, Fluoralkylsilane und/ 
Oder Disilazane mil hydrophoben Eigenschaften ausgestattet werden. 

1 8. Textile Flachengebilde nach mindestens einem der Anspriiche 15 bis 1 6, dadurch gekennzeichnet, dass die ein- 
zelnen Partikel auf deiii Basismaterial A Abslande von 0-10 Parti keldiirchmesser, insbesondere von 2-3 Partikel- 
durchmesser, aufweisen. 

19. Textile Rachengebilde niit selbstreinigender und wasserabweisender Obcrflache, aufgebaut aus 

A) mindestens einem synthetischen und/octer naturlichen textilen Basismaterial und 

B) einer kunstlichen, zumindestens teilweise hydrophoben Oberflache mit Krhebungen und V&rtiefungen aus 
Partikeln, die ohne Klebstofife, Harze oder Lacke niit dem Basismaterial A fes! verbunden sind. 

20. Verwendung der textilen Flachengebilde nach mindestens einem der Anspniche 1 bis 19 zur Ilerstellung von 
textilen Gegenstanden mit einer selbstreinigenden und wasserabweisenden Oberflache, 

21. Verwendung nach Anspmch 20 zur Herstellung von Bekleidungsstucken, die hohen Belastungen durch 
Schmutz und Wasser ausgesetzt sind, insbesondere fur den Skisport, Alpinsport, Motorsport, Motorradsporl, Mo- 
torcrosssport, Segelsport, Textilien fur den Freizeitbereich sowie technische Textilien wie Zelte, Markisen, Regen- 
schinne, Tischdecken und Kabrio-Verdecke. 

22. Verwendung nach Anspruch 20 zur Herstellung von Teppichen, Nahgamen, Seiien, Wandbehangen, Textilien, 
Tapeien, Bekleidungsstiicken, Zelten, Dekor-Vorhangen, Buhnen-Vorhangen, Nahten. 




Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen 




CID: <DE__10118346A1J.> 



102 420/673 



ZEICHNUNGEN SEITE 2 



Nummer. 
Int. Cl7: 

Offenlegungstag: 



DE101 18 346A1 
D03D 1^ 

17. Oktober 2O02 




•*DOCIO<DE 10118346A1 I > 



102 420/673 



